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Пленки оксикарбида хрома, полученные по 
МОС технологии при пиролизе бисэтилбензол-
хрома в окислительной среде при различных 
соотношениях реакционных компонент и тем-
ператур последующего отжига. 

Были проведены спектральные исследова-
ния пленок в диапазоне 30-1000 нм. Спектраль-
ные зависимости поглощения и отражения про-
водились на пленках толщиной от 00 до 1000 Å. 

Проведены оптические исследования полу-
ченных пленок хрома после воздействия на них 
термических, механических воздействий, а 
также после воздействий агрессивных сред. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Измеренные спектральные характеристики 
позволили связать их с изменением и наличием 
в пленках различных карбидных и оксидных 
фаз, влияющих на оптические свойства пленок. 

Для составов с большим содержанием 
окисной фазы наблюдалось значительное уве-
личение  коэффициента поглощения. 

Электронные микроскопические исследо-
вания образцов показывают, что увеличение 
концентрации окислителя в составе исходных 
компонент в получаемой пленке приводит к 
уменьшению размеров зерен, что, в свою оче-
редь, увеличивает диффузное поглощение пле-
нок. 
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